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摘要(译)

本发明涉及显示领域，尤其涉及一种OLED像素限定结构及其制作方法，
以解决制作像素界定层时，由于像素限定区尺寸较小，需要控制液滴精
确下落到像素限定区，从而增加了设备投入，导致成本较高，并且像素
限定区难以形成厚度均一的薄膜的问题。本发明实施例中的像素界定层
包括不同颜色的亚像素限定区，其中同种颜色的至少两个亚像素限定区
连通；由于将像素界定层中同种颜色的至少两个亚像素限定区连通，液
滴落入连通的亚像素限定区内，通过液体的流动性，使连通的亚像素限
定区内充满液体；且由于至少两个亚像素限定区连通，增加了液体的流
动性，在亚像素限定区内更易形成厚度均匀的薄膜；从而提高了显示背
板的发光质量。
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